m Otto Stoffel AG, Sanitire Installationen und
Spenglerei, in Visp, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom
09. 08.1999, S.5432). Statuteninderung: 16. 04. 2002. Firma
neu: Otto Stoffel AG. Zweck neu: Planung und Ausfiihrung
von Haustechnikanlagen wie Sanitdrinstallation, Spenglerei, Be-
dachungs- und Fassadenarbeiten sowie Wasserversorgungs- und
Verteilnetzen. Kann mit simtlichen Apparaten und Materialien
der ausgefiihrten Tétigkeitsfelder Handel betreiben sowie Rechte,
Lizenzen und Patente erwerben, verdussern und vermitteln. Kann
Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unterneh-
mungen beteiligen oder solche erwerben. Qualifizierte Tatbe-
stinde: [Die Bestimmung {iber die Sachiibernahme bei der
Griindung ist aus den Statuten gestrichen worden.]. Publikati-
onsorgan neu: SHAB. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Ak-
tiondre erfolgen durch einfachen Brief. Vinkulierung neu: Die
Ubertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten
beschrénkt. [Die {ibrigen Aenderungen betreffen die publikati-
onspflichtigen Tatsachen nicht.]. Ausgeschiedene Personen und
erloschene Unterschriften: Stoffel, Jules, von Visperterminen, in
Visperterminen, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung. Einge-
tragene Personen neu oder mutierend: Stoffel, Otto, von Visper-
terminen, in Visp, Prisident des Verwaltungsrates, mit
Einzelunterschrift [bisher: Prisident des Verwaltungsrates und
Geschiftsfiihrer]; Stoffel-Zimmermann, Marie, von Vispertermi-
nen, in Visp, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsbe-
rechtigung [bisher: Vizeprisidentin des Verwaltungsrates];
Locher, Kurt, von Erschmatt und Bratsch, in Visp, Vizeprasident
des Verwaltungsrates und Geschiftsfiihrer, mit Einzelunterschrift
[bisher: Mitglied der Geschiftsleitung]; Stoffel Locher, Cordula,
von Erschmatt, Bratsch und Visperterminen, in Visp, Sekretérin
des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
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